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RESUMO

O presente trabalho, iniciado em agosto de 2011, visa & comparagao entre a dopagem
com N, gasoso e com nicotinamida em filmes de diamante microestruturados em um reator
HFCVD (Hot Filament Chemical Vapor Deposition). As caracteristicas de superficie do filme
de diamante microcristalino ndo dopado foram inicialmente estudadas. Além disto o reator foi
calibrado para receber a inclusdo do dopante. Sequencialmente, utilizou-se a dopagem com N,
gasoso variando-se o seu fluxo e mantendo-se constante a concentragdo de 99% de metano e
1% de hidrogénio, em um fluxo de 100 sccm, onde o nitrogénio era adicionado a mistura
gasosa. Os filmes de diamante dopados e ndo dopados foram caracterizados e analisados
através da Espectroscopia Raman, Microscopia Eletronica de Varredura e Difracdo de Raios
X. Os resultados observados foram uma significativa diminui¢do do tamanho do grdo,
variando de 50nm a 20nm em fun¢do da inclusdo do nitrogénio na mistura gasosa. Foi
observado também que a inclusdo do nitrogénio aumenta a quantidade de carbono sp” no
contorno do grao. Por fim, foram discutidas as contribui¢des do trabalho ao estudo da
dopagem do diamante bem como os passos seguintes, com sua extensdo aos diamantes CVD
nano estruturados.
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